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(57) Abstract: The present invention relates to the use of at least one peroxide selected from the group consisting of the peresters of
formula (I), alone or in combination with one or more different additional peroxide(s), for the radical polymerisation or copolymerisa-
tion of ethylene under high pressure. The invention also relates to a method for preparing polyethylene, comprising a step of radical
polymerisation or copolymerisation of ethylene under high pressure in the presence of at least one peroxide selected from the group
consisting of the peresters of formula (I), alone or in combination with one or more different additional peroxide(s). The present in-
vention also relates to a composition comprising ethylene, at least one peroxide selected from the group consisting of the peresters of
formula (I), and optionally one or more additional peroxide(s) other than the peresters of formula (I).

(57) Abrégé : La présente invention concerne 'utilisation d'au moins un peroxyde choisi dans le groupe constitu¢ par les peresters de
formule (I), seul ou en association avec un ou plusieurs peroxyde(s) additionnel(s) distinct(s), pour la polymérisation ou la copolymé-
risation radicalaire sous haute pression de I'éthyléne. L'invention se rapporte également a un procédé de préparation de polyéthyléne
comprenant une étape de polymeérisation ou de copolymérisation radicalaire de 1'éthylene sous haute pression en présence d'au moins
un peroxyde choisi dans le groupe constitué par les peresters de formule (I), seul ou en association avec un ou plusieurs peroxyde(s)
additionnel(s) distinct(s). La présente invention est aussi relative a une composition comprenant de 1'éthyléne, au moins un peroxyde
choisi dans le groupe constitué par les peresters de formule (I), et éventuellement un ou plusieurs peroxyde(s) additionnel(s) distinct(s)
des peresters de formule (I).



